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Inventia se refera la tehnologia de producere a materialelor nanostructurate, in special la procedee de obtinere a
membranelor metalice nanostructurate.

Procedeul, conform inventiei, include depunerea unui film subtire de Au pe un substrat semiconductor si decaparea
ulterioara a substratului. Totodata, filmul de Au se depune pe substrat prin depunere electrochimica in regim de impuls,
iar decaparea substratului se efectueaza prin anodizare.
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